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DESCRIPCION
Disposicion limpiadora
Objeto
La presente invencion se refiere a una disposicion limpiadora de un disco abrasivo.
Estado de la técnica

Es conocido en el estado de la técnica, un disco abrasivo que esta adherido a un perno de
fijacion acoplado mecanicamente a una maquina lijadora para lijar una predeterminada

superficie de lijado que tiene un area mayor que el area del disco abrasivo.

La accién del disco abrasivo sobre una superficie de trabajo de un vehiculo origina polvo de

ljado que rapidamente emboza la superficie de trabajo del disco abrasivo.

En el caso de discos abrasivos rotativos u oscilantes se generan velocidades menores en la
porcion del disco abrasivo en proximidad al perno de fijacion que en las porciones exteriores
del disco abrasivo, que deriva en un lijado peor y un emboce rapido de la superficie de lijado

del disco abrasivo por el polvo originado durante el trabajo de lijado.

Consecuentemente, hay que llevar a cabo varias pasadas de lijado por la superficie de trabajo,
por ejemplo, en el lijado superficial de una chapa metélica utilizada para un automovil, de
manera que, hay que limpiar el polvo que emboza el disco abrasivo y/o sustituir el disco
abrasivo embozado por un nuevo disco abrasivo limpio para continuar lijando la superficie de
trabajo,; es decir, que la superficie de pulido o esmerilado del disco abrasivo tiene que estar

limpia del polvo originado durante el lijado de la superficie.

Adicionalmente, si una superficie es lijada con un disco abrasivo con polvo adherido, el mismo
polvo puede provocar la aparicion de rayas sobre la superficie a lijar. En el lijado de superficies
vistas por el usuario, donde un acabado superficial debe ser dptimo, como por ejemplo el lijado

de chapas exteriores de un automovil, es esencial evitar la aparicion de rayas.

Por lo tanto, para lijar una superficie de trabajo util, por ejemplo, de un vehiculo, hay que
realizar varias pasadas de lijado por la superficie de trabajo completa. La realizacion de cada

pasada de lijado requiere la utilizacion de al menos un disco abrasivo limpio.
Sumario

La presente invencidon busca resolver uno o mas de los inconvenientes expuestos

anteriormente mediante una disposicion limpiadora de un disco abrasivo tal como es definida
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en las reivindicaciones.

La disposicién limpiadora de un disco abrasivo comprende un recipiente que define una
cavidad, una base inferior y una base superior opuesta a la base inferior, donde la base
superior define una apertura por la que son introducibles un material retenedor emplazable
sobre el fondo de la cavidad y un material limpiador apilable sobre el material retenedor, de
manera que, el disco abrasivo es introducible, a su vez, por la apertura para que el material
limpiador retire el polvo adherido a una superficie de pulido del disco abrasivo cuando el

material limpiador entra en contacto fisico con la superficie de pulido.

Consecuentemente, la superficie inferior del material retenedor esta en contacto fisico con el
fondo de la cavidad y la superficie superior del material retenedor esta en contacto fisico con la
superficie inferior del material limpiador y, a su vez, la superficie superior del material limpiador

esta dispuesta adyacente a la apertura.

El material retenedor y el material limpiador estan apilados dentro de la cavidad, de manera
que el material retenedor esta configurado para proporcionar liquido al material limpiador
cuando la superficie de pulido del disco abrasivo presiona el material limpiador contra el

material retenedor.

Por lo tanto, el material retenedor es poroso para retener liquido en el interior del material
retenedor y, ademas, el material retenedor es elastico, de manera que, una compresion del

material retenedor provoca una liberacion de liquido.

El material retenedor absorbe liquido cuando el material retenedor deja de estar comprimido

por presion y recupera las dimensiones del estado de reposo.

El liquido retenido por el material retenedor es agua u otro liquido similar utilizado durante el

proceso de lijado al agua.

El material limpiador comprende al menos una cerda localizada sobre la superficie superior del
material retenedor, donde la cerda esta configurada para cepillar el polvo adherido sobre la

superficie de pulido del disco abrasivo.

Para limpiar de polvo la superficie de pulido del disco abrasivo, el disco se introduce de manera
pasante a través de la apertura de la cavidad hasta que la superficie de pulido del disco
abrasivo presiona la superficie superior del material limpiador y, a su vez, el material limpiador
presiona el material retenedor para que libere una cantidad de liquido, de manera que la

cantidad de liquido liberado recubra el material limpiador y la superficie de pulido.

El material retenedor y el material limpiador son extraibles del interior de la cavidad para
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reponer los materiales utilizados por otros materiales nuevos, después de un numero de usos

de la disposicion limpiadora.

La base superior comprende un plano inclinado, que delimita la apertura, para guiar la

introduccion del disco abrasivo dentro de la cavidad.

La disposicion limpiadora presenta una forma del tipo cuerpo con simetria axial o cilindrica y el
diametro de la apertura es mayor que el diametro del disco abrasivo y, también, es mayor que

el diametro del material retenedor y del material limpiador.

Es decir, el diametro del material limpiador es menor el diametro de la cavidad interior del
recipiente, de manera que, define un canal perimetral entre el material limpiador y la pared de

la cavidad configurado para que fluya el liquido liberado por el material retenedor.

La superficie superior del material limpiador esta distanciada una predeterminada distancia de
la apertura de la base superior para evitar que el liquido liberado por el material retenedor se
vierta fuera de la disposicion limpiadora y facilita la posibilidad de reutilizar la disposicion

limpiadora varias veces sin ser necesario reponer el liquido retenido por el material retenedor.

Un método de limpiado del disco abrasivo comprende las etapas de:

Introduccién pasante del disco abrasivo por la apertura de la cavidad del recipiente
de la disposicion limpiadora hasta que la superficie de pulido del disco abrasivo entra en

contacto con la superficie superior del material limpiador;

o Aplicar una presion de limpieza objetivo con el disco abrasivo contra la superficie
superior del material limpiador hacia el interior de la cavidad para comprimir el material

retenedor, donde el material limpiador esta apilado sobre el material retenedor;

o Liberacion parcial del liquido retenido por el material retenedor dentro de la cavidad,
donde el liquido liberado es funcién de la presion de limpieza aplicada por el disco
abrasivo sobre el material limpiador, de manera que el liquido liberado, recubre el

material limpiador y la superficie de pulido del disco abrasivo; y

o Accionamiento de una maquina lijadora acoplada mecanicamente a un perno de
fijacion del disco abrasivo para que el disco abrasivo rote sobre la superficie superior del
material limpiador, en un entorno humedo, de manera que, el material limpiador limpia la
superficie de pulido que esta embozada por polvo producto del lijado de una superficie

de trabajo.

La disposicion limpiadora permite automatizar el proceso de limpiado de la superficie de pulido
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del disco abrasivo, aumenta la superficie de trabajo lijada con el mismo disco abrasivo, por lo
tanto, reduce el numero de cambios del disco abrasivo que hay que realizar para lijar la

superficie de trabajo y se prolonga la vida util de la superficie de pulido del disco abrasivo.

Resumiendo, la disposicion limpiadora libera la superficie de pulido del disco abrasivo de polvo
de lijado, que disminuye el emboce rapido de la superficie de pulido, y resulta en un lijado
uniforme y de gran calidad. La vida util del disco abrasivo estd limitada por el desgaste

mecanico.
Breve descripcion de las figuras

Una explicacion mas detallada se da en la descripcion que sigue y que se basa en las figuras

adjuntas:
La figura 1 muestra en una vista en perspectiva una disposicion limpiadora; y

La figura 2 muestra en una vista en perspectiva un disco abrasivo fijjado a un perno de fijacion

de una maquina lijadora accionable automatica.
Descripcion

En relacion con las figuras 1y 2, donde se muestra una disposicion limpiadora 11 que permite

automatizar el proceso de limpiado de una superficie de pulido 23 de un disco abrasivo 22.

La disposicion limpiadora 11 del disco abrasivo 22 comprende un recipiente 12 que define una
cavidad 13, una base inferior 15 y una base superior 14 opuesta a la base inferior 15, donde la
base superior 14 define, a su vez, una apertura 21 por la que se introduce un material
retenedor 17, que es ubicado sobre el fondo de la cavidad 13, y un material limpiador 16

apilable sobre el material retenedor 17.

Para limpiar el disco abrasivo 22 hay que introducirlo por la apertura 21 para que el material
limpiador 16 retire el polvo adherido a una superficie de pulido 23 del disco abrasivo 22 cuando

el material limpiador 16 entra en contacto fisico con la superficie de pulido 23.

Dentro de la cavidad 13, la superficie inferior del material retenedor 17 esta en contacto fisico
con el fondo de la cavidad 13 y la superficie superior del material retenedor 17 esta en contacto
fisico con la superficie inferior del material limpiador 16 y, a su vez, la superficie superior del

material limpiador esta dispuesta separada de la apertura 21.

El material retenedor 17 esta configurado para retener liquido y liberar parcialmente el liquido
retenido hacia el material limpiador 16 cuando la superficie de pulido 23 del disco abrasivo 22
presiona el material limpiador 16 contra el material retenedor 17.
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La superficie de pulido 23 se adapta a la superficie superior 18 del material limpiador 16 para
ejercer una presion de limpieza uniforme sobre el material limpiador 16, que garantiza que la
superficie de pulido 23 se limpie durante un tiempo suficiente, mediante la aplicacién de una

presion de limpieza objetivo.

El material retenedor 17 es un material poroso del tipo esponja para retener liquido en el
interior del mismo material 17 y, ademas, el material retenedor 17 es elastico, de manera que,
aplicando una presion de compresion sobre el material retenedor 17 provoca una liberacion

parcial o total del liquido retenido.

El material retenedor 17 absorbe liquido cuando el material retenedor deja de estar comprimido
por la presion de limpieza y el material retenedor 17 recupera las dimensiones de su estado de

reposo.

El liquido retenido por el material retenedor 17 es agua u otro liquido similar utilizable durante

el proceso de lijado al agua.

El material limpiador 16 es un material del tipo cepillo que comprende cerdas configuradas para

cepillar el polvo adherido sobre la superficie de pulido 23 del disco abrasivo 22.

Un método de limpiado del disco abrasivo 22 comprende las etapas de:

Introduccién pasante del disco abrasivo 22 a través de la apertura 21 de la cavidad
13 del recipiente 12 de la disposicion limpiadora 11 hasta que la superficie de pulido 23
del disco abrasivo 22 entra en contacto con la superficie superior 18 del material

limpiador 16;

o Aplicar una presion de limpieza con el disco abrasivo 22 contra la superficie superior
18 del material limpiador 16 hacia el interior de la cavidad 13 para comprimir el material

retenedor 17 contra el fondo de la cavidad 13;

o Liberacion parcial del liquido retenido por el material retenedor 17 dentro de la
cavidad 13, donde el liquido liberado es funcion de la presion de limpieza aplicada por
el disco abrasivo 22 sobre el material limpiador 16, de manera que el liquido liberado

recubre el material limpiador 16 y la superficie de pulido 23 del disco abrasivo 22; y

o Accionamiento de una maquina lijadora acoplada mecanicamente a un perno de
fijacion 24 del disco abrasivo 22 para rotar el disco abrasivo 22 sobre la superficie
superior 18 del material limpiador 16 dentro de un medio acuoso, de manera que, el
material limpiador 16 limpia la superficie de pulido 23 que esta embozada por polvo

producto del lijado de una superficie de trabajo.
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El material retenedor 17 y el material limpiador 16 son extraibles desde el interior de la cavidad
13 para cambiar por materiales nuevos, después de un numero de usos de la disposicion

limpiadora 11.

La base superior 14 presenta una forma de embudo o plano inclinado, que delimita la apertura
21, para guiar la introduccion del disco abrasivo 22 dentro de la cavidad 13. Es decir, el borde

de la base superior 14, que define la apertura 21, tiene forma de embudo.

A su vez, la disposicion limpiadora 11 presenta una forma del tipo cuerpo con simetria axial o
cilindrica y el diametro de la apertura 21 es mayor que el diametro del disco abrasivo 22 v,

también, es mayor que el diametro del material retenedor 17 y del material limpiador 16.

Es decir, el diametro del material limpiador 16 es menor que el diametro de la cavidad 13
interior del recipiente 12, de manera que, define un canal perimetral entre el material limpiador
16 y la pared de la cavidad 13 configurado para que fluya el liquido liberado por el material

retenedor 17.

La superficie superior del material limpiador 16 esta distante una predeterminada distancia de
la apertura 21 de la base superior 14 para evitar que el liquido liberado por el material
retenedor 16 se vierta fuera de la disposicion limpiadora 11 para reutilizar la disposicion

limpiadora 11 varias veces sin ser necesario reponer el liquido.
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LISTA DE REFERENCIAS NUMERICAS
11 disposicion limpiadora

12 recipiente

13 cavidad

14 base superior

15 base inferior

16 material limpiador

17 material retenedor

18 superficie superior del material limpiador
19 superficie superior del material retenedor
21 apertura

22 disco abrasivo

23 superficie de pulido

24 perno de fijacién
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REIVINDICACIONES

1. Una disposicién limpiadora de un disco abrasivo (21) donde la disposicion limpiadora

(11) esta caracterizada por que comprende:

- un recipiente (12) que define una cavidad (13), donde el recipiente (12) comprende
una base inferior (15) y una base superior (14), opuesta a la base inferior (15), donde la
base superior (14) define una apertura (21) a través de la que es introducible el disco

abrasivo (22),

- un material limpiador (16) dispuesto en la cavidad (13) configurado para limpiar polvo
adherido a una superficie de pulido (23) del disco abrasivo (22) por contacto fisico con

la superficie de pulido (23),

- un material retenedor (17) dispuesto en la cavidad (13), donde el material retenedor
(17) y el material limpiador (16) estan apilados dentro de la cavidad (13), donde la
superficie inferior del material retenedor (17) esta dispuesta en contacto fisico con el
fondo de la cavidad (13) y la superficie superior (19) del material retenedor (17) esta en
contacto fisico con la superficie inferior del material limpiador (16); donde el material
retenedor (17) esta configurado para proporcionar liquido al material limpiador (16)
cuando el disco abrasivo (21) aplica una presion de limpiado sobre el material limpiador
(16) que, a su vez, transfiere la presion de limpiado aplicada contra el material retenedor
(17).

2. Disposicion de acuerdo a la reivindicacion 1; donde el material retenedor (17) es

poroso para retener en el interior del material retenedor (17) una cantidad de liquido.

3. Disposicion de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde el
material retenedor (17) es elastico, de manera que la presion de limpieza transferida por el

material limpiador (16) al material retenedor (17) provoca una liberacion de liquido retenido.

4, Disposicion de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores; donde el

liquido es agua o similar adecuado para ser aplicado con el disco abrasivo (22).

5. Disposicion de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores; donde la
superficie superior (18) del material limpiador (16) comprende al menos una cerda, donde la al
menos una cerda esta configurada para cepillar el polvo retenido sobre la superficie de pulido
(23) del disco abrasivo (22).

6. Disposicion de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores; donde el

disco abrasivo (22) es introducible de manera pasante por la apertura (21) de la cavidad (13)
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hasta que la superficie de pulido (23) del disco abrasivo (22) aplica una presion de limpieza a la
superficie superior (18) del material limpiador (16), donde, a su vez, el material limpiador (16)
transfiere la presion de limpieza al material retenedor (17) para que libere una cantidad de
liquido, de manera que el liquido liberado recubra el material limpiador (16) y la superficie de
pulido (23).

7. Disposicion de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores; donde el
material retenedor (17) y el material limpiador (16) son apilables de manera extraible del interior

de la cavidad (13) del recipiente (12).

8. Disposicion de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores; donde la
base superior (14) presenta una forma de plano inclinado hacia la cavidad (13), donde el plano

inclinado delimita la apertura (14).

9. Disposicion de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores; donde el
recipiente (12) presenta una forma de cuerpo con simetria cilindrica, donde la base superior

(14) define, a su vez, la apertura (21) con geometria circular.

10. Disposicion de acuerdo con la reivindicacion 9, donde el diametro de la apertura (21)

es mayor que el diametro del material retenedor (17) y el diametro del material limpiador (16).

11. Disposicion de acuerdo a alguna de las reivindicaciones 9 o 10, donde el diametro
del material limpiador (16) es menor al diametro de la pared interior de la cavidad (13), de
manera que se define un canal perimetral entre el material limpiador (16) y la pared interior de
la cavidad (13), de manera que el liquido liberado por el material retenedor (17) es susceptible

de circular por el canal perimetral.

12. Disposicion de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores; donde la

superficie superior (18) del material limpiador (16) esta distante de la apertura (21).
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